26eme Congres Général de la SFP

ID de Contribution: 361 Type: Poster

Monoxyde de carbone: chaque revers a sa médaille

Les plaies chroniques guérissent difficilement et nécessitent souvent plusieurs mois de soin. Elles sont en
partie dues a une sur-inflammation et une sur-infection. Bien que le CO ait mauvaise presse, car toxique
A partir d’'une certaine quantité, il est produit naturellement dans les cellules et joue une rdle clef dans les
processus anti-inflammatoires [1].

Les plasmas froids a pression atmosphérique sont des milieux riches et réactifs ; ils ont démontré leur efficacité
quant & I'amélioration et I'accélération de la cicatrisation des plaies [2]. D’autre part, ils sont capables de
produire du CO a partir de la dissociation du CO2 [3]. Une piste d’amélioration pour le traitement des plaies
chroniques est de conjuguer le monoxyde de carbone (CO) avec le plasma froid.

L’objectif de ce travail est d’optimiser un jet plasma capable de produire de maniére reproductible et contréolée
une concentration de CO de I'ordre de quelques a quelques centaines de ppm dans l'air ambiant, et d’évaluer
son action anti-bactérienne.

Le réacteur étudié est un jet plasma. Il est composé d’'un tube en verre autour duquel deux électrodes sont
enroulées. Une mélange hélium/CO2 ou argon/CO2 est injecté a travers le tube avec une concentration en
CO2 comprise entre 0 et 1.2%. Le plasma est amorcée par une haute tension impulsionnelle positive (de 4 a
15kV) avec une fréquence de répétition de I'ordre du kHz.

La tension de claquage et I'énergie fournie au plasma sont des paramétres cruciaux et sont mesurés a partir
des signaux électriques. La mesure de la concentration de CO formée par le plasma est assurée par spectro-
scopie d’absorption infra-rouge. L’action anti-bactérienne est évaluée in vitro a I'aide de la souche bactérienne
Escherichia coli.
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